














专利名称(译) 阵列基板及其制造方法和有机发光显示装置
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其他公开文献 US10186561
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摘要(译)

本发明提供一种阵列基板及其制造方法和有机发光显示装置。阵列基板
包括多个子像素区域，每个子像素区域包括设置在基础基板上方的发光
单元，其中发光单元形成为包括凹或凸结构，使得发光区域发光单元的
亮度大于发光单元在基底上的投影面积。与现有技术相比，本发明可以
增加每个子像素区域的发光量，从而可以增加显示器的视角，提高显示
效果。
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